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■ APIT R & D SA, à S i o n ,  développement de technologies et
d’équipement basés sur la technique des plasmas at-
mosphériques, société anonyme (FOSC no 29 du 13. 02. 2003,
p. 15, publ. 861058). Modification des statuts: 16. 10. 2003. Nou-
veau capital-actions libéré: CHF 100’000.--.
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